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日 時

会 場
特　定　講　演

参加費
無料

技術シーズ・成果発表会
ORIST
技術シーズ・成果発表会
ORIST

地方独立行政法人大阪産業技術研究所
大阪商工会議所
大阪産業創造館（公益財団法人大阪産業局）

【主催】

122019年 12月６日（金） 10：00 ～17：00
（開場９：45） 

大阪産業技術研究所

β型チタン合金を用いた
医療ドリルの開発

金属材料研究部　高機能素形材研究室

道山　泰宏主任研究員

フレキシブル基板の表面修飾と
その無電解めっきへの応用：
高分子／金属界面のナノ構造制御

玉井　聡行
研究主幹　兼　電子材料研究部
光機能材料研究室長  兼
ナノマテリアル研究室長

大阪市中央区本町１-４-５

Osaka Metro 「中央線」堺筋本町駅下車 徒歩約5分
Osaka Metro 「堺筋線」堺筋本町駅下車 徒歩約5分









特 定 講 演 １ 特 定 講 演 ２

10：55～11：25 14：00～14：30

金属材料研究部　高機能素形材研究室 道山　泰宏
人体に安全な医療用ドリルを実現するため、ドリル
刃先端部のみに浸酸素層と時効硬化層を形成させる
チタン合金の新しい熱処理技術を開発しました。医療
用ドリルにおける耐摩耗性の重要性を中心に説明しま
す。

「β型チタン合金を用いた
　　　　　　　　医療ドリルの開発」

玉井　聡行
高分子／金属複合体では、そのナノスケールでの界面
構造が重要な役割を果たします。本講演では、フレキシ
ブル基板の無電解めっきのための表面修飾技術とし
て、UV・プラズマ処理、交互積層多層膜形成についてご
紹介します。

「フレキシブル基板の表面修飾と
 その無電解めっきへの応用：
　高分子／金属界面のナノ構造制御」

会 場 案 内 図

主任研究員
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19～29 バイオ・化学
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高分子 金属

30 ～ 36 高分子

７～ 18 金属

研究主幹　兼　電子材料研究部
光機能材料研究室長  兼
ナノマテリアル研究室長
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